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CONVOCATORIA

-
Convocatoria VII Edicidon (2026-2028)

Maestria Centroamericana en Conservacion
y Gestion del Patrimonio Cultural para el Desarrollo

Un Programa Regional Centroamericano reconocido por el CSUCA

El programa es un esfuerzo interuniversitario de alto nivel perteneciente a las siguientes
universidades:

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC
Universidad Nacional Autébnoma de Honduras, UNAH
Universidad Nacional de Ingenieria, UNI

Universidad de Panam3g, UP

Universidad Politécnica de Madrid, UPM

S22, UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Universidad Politécnica de Valencia, UPV




Vil EDICION (2026-2028)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La maestria busca formar especialistas capaces de situar la conservacion del patrimonio
como un motor de desarrollo sostenible en la region centroamericana.
o Gestion: Formar gestores para la administracion publica y privada.

« Conservacion: Especializar en restauracion de patrimonio edificado y centros
historicos.

o Multidisciplinariedad: Desarrollar capacidades de trabajo en equipo con enfo-
que regional.

REQUISITOS DE INSCRIPCION

1. Completar formulario de aplicacion.

2. Titulo de licenciatura.

3. Curriculum Vitae resumido.

4. Fotocopia de cédula al 200%.

5. Propuesta inicial de caso de estudio para la Tesis de Maestria.

6. Carta de compromiso o carta laboral de otorgamiento de permisos.

7. Presentarse a entrevista con la Coordinacion de la maestria.
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INSCRIPCION
+ 18 mayo - 01 junio 2026
9 ¢ USAC UNAH segun pais de residencia.

S +$15000

INICIO DE CLASES

s 04 junio 2026.

19 - 21 junio 2026
\¢

04 junio - 31 agosto 2026 %..Z)E

USAC Guatemala /Antigua Guatemala, Guatemala.

$500.00

04 - 12 septiembre 2026
13 septiembre - 16 noviembre 2026

UNAH Honduras / Tegucigalpa y Amapala, Honduras.

$500.00



Vil EDICION (2026-2028)

SEMINARIOS DE TESIS

o 04 febrero 2027 - 28 febrero 2028
9 & USAC UNAH segun pais de residencia.

S + $500.00

3° MODULO

& PRESENCIAL: 12 - 24 marzo 2027
¢ DISTANCIA: 06 marzo - 24 mayo 2027

B

9 + UNAH Honduras / Madrid y Valencia, Esparia.

$ + $500.00

4° MODULO

& PRESENCIAL: 14 - 20 junio 2027
¢ DISTANCIA: 25 mayo - 16 agosto 2027

9 + USAC Guatemala / Tikal Guatemala.

$ + $500.00

5° MODULO

¢ PRESENCIAL: 30 agosto - 06 septiembre 2027
¢ DISTANCIA: 20 agosto - O1 noviembre 2027

9 + UNAH Honduras / Comayagua, Honduras y Ledn, Nicaragua.

$ + $500.00
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CONVOCATORIA

6° MODULO

¢ PRESENCIAL: 15 - 21 noviembre 2027
¢ DISTANCIA: O5 noviembre 2027 - 21 febrero 2028

252

9 + USAC Guatemala / Ciudad de Guatemala, Guatemala.

$ + $500.00

NOTA

El costo total académico es de US$ 3,650.00.
Los gastos de traslado, alojamiento y alimentacion corren por cuenta del estudiante.

FECHAS LiMITE DE PROCESO (2026)

29 de Mayo: Ultimo dia para envio de papeleria digital.

01 de Junio: Fecha Ultima entrevistas presenciales en la Coordinacion UNAH.

02 de Junio: Fecha ultima para notificacion oficial de admision.

03 de Junio: Fecha ultima para firma de carta de compromiso personal.
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Vil EDICION (2026-2028)

PERFIL DE INGRESO

Para la orientacién en conservacion:

Egresados de licenciatura en areas profesionales de la arquitectura, ingenieria civil o
de construccion, arqueologia.

Para la orientacion en gestion:

Cientistas en Humanidades y Ciencias Sociales, profesionales del derecho, arquitectos
e ingenieros.

INFORMACION Y CONTACTO

Coordinaciéon Académica UNAH
« Responsable: Arg. MRM. Norma Isabel Lagos V.

e Correo: mpatrimoniod@unah.edu.hn.

o Teléfono: +(504) 2216-3000 Ext: 100695 /100693

o Ubicacién: Unidad de Posgrados, Facultad de Humanidades y Artes, Edificio
1847, 4to Nivel.
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